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Predlozena habilitaéni prace ma za cil dokumentovat védeckou €innost uchazece. Sestava z
uvodniho textu, rozdéleného na tii Casti. V uvodni Casti jsou shrnuty vysledky reSerSe o
nizkoteplotnim plazmatu a jeho vyuziti pro upravu povrchl, ve druhé ¢asti je diskutovana
plazmaticka uprava substratd (PET, PEN, sklo) pro flexibilni tiSténou elektroniku a ve treti
pak uprava vlastnich flexibilnich ti§ténych vrstev. V Givodni ¢asti je také vyzdvizen enormni
narust publikaci vénovanych prezentované problematice. Ve druhé a treti ¢asti jsou pak po
kratkém souhrnu uvedeny komentafe sedmi zasadnich publikaci, ve kterych je uchazec
hlavnim autorem. Byly wvybrany publikace, které mély logickou navaznost pocinaje
pfedtiskovou upravou substrati a elektrodovych systémd, konle pfipravou vrstev
pfipravenych "roll to roll" technikou. VSechny uvedené prace byly publikovany s autory ze
zahrani¢nich univerzit, na kterych autor pobyval (Singapore Institute of Manufacturing
Technology, Lappeenranta University of Technology ve Finsku, Joanneum Research v
Rakousku).

Védecké vysledky popsané v praci a prilozenych publikacich ilustruji pfinos autora pro
védecké poznani a sumarizuji i jeho praktické aspekty. Z hlediska obsahu 1 zpracovani prace
lze uéinit jednoznalny zaveér, ze autor disponuje vynikajicimi znalostmi, které je schopen
prezentovat.

Z ptedlozenych podkladu je ziejmé, Ze prace ma velmi vysokou Urovei a uvedené otazky jsou
pouze namétem do diskuse. Zavérem konstatuji, Ze habilitacni prace dokumentuje vysokou
uroveti védeckych aktivit autora. PfedloZena prace tak predstavuje dostate¢ny podklad pro
habilita¢ni fizeni, proto po Gsp&sné obhajobé doporucuji udéleni titulu docent.

Dotazy oponenta k obhajobé habilitacni prace (pocet dotazii dle zvaZeni oponenta)

1. V publikacich [1 - 4] jsou diskutovany vysledky plsobeni plazmatu na vlastnosti
povrchu riznych substrati (PET, PEN, flexible glass). Zajimalo by mne, zda zmény,
které nastanou po oSetfeni plazmatem, maji trvaly charakter, resp. zda dochazi k
vratnym procesim. Pokud ano, v jakém ¢asovém horizontu?



2.

Zavér

Z literatury, ale i z vlastni praxe vim, Ze vrstvy ITO pfipravované na riznych typech
podlozek se vyrazné lisi elektrickou vodivosti. Byl studovan vliv plazmatu na
degradaci vrstev a na zmeénu jejich elektrické vodivosti?

V publikaci [5] jsou prezentovany vysledky plazmatickych oxidacnich procesi na
vlastnosti vrstev TiO; pripravené materialovym tiskem. Pfi téchto procesech dochazi k
uvoltiovani uhliku z pojiva (oligomerniho kondenzatu methyl-triethoxysilanu), jeho
oxidaci vznika amorfni SiO,. Na obr. 14 je tento Ubytek zndzornén v procentualnim
méfitku, jak vypadaji vysledky v absolutnich mnozstvich?

V publikaci [6] je popsano zafizeni vyvinuté na pracovisti PFTF MU (CEPLAT) pro
plazmatickou oxidaci potisténych povrchii. V komentafi je uvedeno, Ze je kompatibilni
s linkami vyvijenymi firmou COATEMA. Bylo jiz toto zafizeni implementovano do
této linky? Mate zatizeni nebo jeho dil¢i ¢asti patentoveé chranény?

Habilita¢ni prace RNDr. Tomase Homoly, PhD. "Plasma Processing of Surfaces and
Nanostructured Coatings for Flexible and Printed Electronics" splfiuje pozadavky standardné
kladené na habilitacni prace v oboru Fyzika plazmatu.
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